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sandgefillte Aluminiumtonne *He-Verdampfungskryostat

<« mit 14T-Magnet und TT-RTM

Trager aus Edelstahl \ u

Luftddmpfungsfuly

Y UHV-Kammer 2:

l MBE-RTM,
LEED/Auger-System,
Molekularstrahl-Verdampfer,

Sandfundament <

Schleuse

UHV-Kammer 1:
temperaturvariables
MOKE-System,
Proben- und RTM-Spitzen-Heizung,
lonenkanone,
Molekularstrahl-Verdampfer

Magnetische Schieber
Proben-, Spitzentransfer

Transfer-UHV-Kammer:
sandgefllter Austausch von
Edelstahl-Rahmen RTM-Spitzen und

Proben aus TT-RTM







:I':" . = Sandfundament

Edelstah in Aluminiumrohren
Rahmen UHV-Transferkammer “=-...







Frequenz :47.32 Hz
Amplitude : 0-1mm
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U/ *He-Vorratsgefal
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Sand

Stickstoff-Schild ——_ N} | Kapillare
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*He-Sorptionspumpe

P
Helium-Bad \.\

1K-Topf
Lambda-Stufe 2.2K — | 1K-Topf-
[ Speisungskapillare
12T / 14T Magnet —
\ *He-Topf
Mess-Position \\

Warmestrahlungs-
schilde (77K)

500 mm
thermische
Gummiring Ankopplung
(Cu-Stange)
_____ -—-— —
Spitzen/ Probentransfer-Position Rastertunnel-

\Mikroskop

UHV—Kammer’/ " Warmestrahlungs-
schild (4-10K)

UHV-Drehdurchfiihrung /

zum Offnen des o

Warmestrahlungsschilds
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Proben-
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Spitze/

Roéhren-
scanner
Saphir-
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Probenaufnahme Mikroskopkérper
aus Phosphorbronze
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UHV-Kammer 1:
temperaturvariables
MOKE-System,
ElektronenstolRheizung

fur Proben und RTM-Spitzen,

Molekularstrahlverdampfer,
lonenkanone

lonenzerstauberpumpen ‘?'50,77
mit Titansublimationspumpen
und LN,-Kryopumpen

o L UHV-Kammer 2:
7 .‘l./"\\ LEED/Auger-Einheit,
N SRS A0 MBE-RTM,
<< 4 ‘/9/,/1‘ Molekularstrahlverdampfer
&\ Gy
=N L f
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)
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Wobble-Stick ¢
flexible Faltenbalge

1 L
Magnet-Schieber

Transferkreuz
Transfer-UHV-Kammer:

Flansch zum Kryostaten,
Drehdurchfiihrung zum
Offnen des Warme-
strahlungsschilds

Turbomolekularpumpe
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(in Einfallsebene)
A4-Plattchen
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‘He-Durchfluss- Laserdiode
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flexible o (senkrecht
Kuhlankopplung 3 zur Einfallsebene)
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Manipulator: Y Fenster
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Elektronenstoliheizung
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Translator

Kristall

Proben-
Halter

RTM-Spitzenhalter aus Mo

Mo-Federbleche
RTM-Spitze aus Wolfram

Filament: U,,,

Ta-Zylinder: U, 900
Glasisolierte Zuleitungen 800
VA-Stahl-Plattform < 700

£ 600
Mo-Klemme l_ﬂ-

._..4 500
A [ HLyl X

\\\\E\\\\‘H‘\\\\I\\m 0 1! ‘-rl Ta-Zuleitung 400
Ol T Foiad Al,O,-Keramiken
Mo-Gewindestange 300
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Proben:

T = 2300 K

max

U,, =-850 V
| =300 mA
p <5*10° mbar

RTM-Spitzen:
T=2300K
U, =-850V
l,.,= 60 mA

@I Heizt,'lng durch

Strahlungswarme

des Filaments
(Uin=0)
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‘*3 min
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.1 min
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Blochwand Wandprofil einer 180° Blochwand
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